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Известно (см., например, [1]), что окисление тонких пленок переходных металлов приводит к смещению петли гистерезиса. Причем с увеличением толщины окисленного слоя возрастает поле обменного смещения, а, следовательно, и константа (энергия) межфазного взаимодействия, которая согласно [1] пропорциональна произведению средних магнитных моментов граничных ферромагнитного и антиферромагнитного слоев:
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где A – константа, независящая от температуры, [image: image3.png]mf
F(T)
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 – средние магнитные моменты атомов, расположенные на границе раздела между ферромагнитными и антиферромагнитными фазами при температуре [image: image7.png]


. 
Для вычисления средних магнитных моментов системы и, в частности, граничных слоев мы воспользовались теорией «среднего спина». В рамках этой теории нами проведено моделирование температурной зависимости константы (энергии) межфазного взаимодействия в плёнках Co/CoO (111) от толщины антиферромагнитного слоя (см. рис. 1). Показано, что в каждом слое CoO магнитные моменты ионов кобальта упорядочены антиферромагнитно. Ориентация магнитных моментов антиферромагнитной фазы в интерфейсном слое зависит от температуры и глубины окисления. В области низких температур [image: image9.png](kT <, /2)



  при увеличении глубины окисления происходит многократное перемагничивание антиферромагнитных слоёв. Это влечёт многократное изменение знака и величины относительной константы межфазного взаимодействия [image: image11.png]A:. (t)/A



. Максимальные значения константы [image: image13.png]A:. (t)/A



 уменьшаются линейно с увеличением температуры. Кроме того, максимумы [image: image15.png]A:. (t)/A



падают с увеличением глубины окисления.
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Рис. 1. Температурная зависимость константы межфазного взаимодействия при увеличении глубины окисления.
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